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PATENTKRAV

1. System for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med en bistabil
magnettrad, som omfatter den bistabile magnettraden (1), et eksitasjonselement (2) tilpasset for
a skape et magnetfelt i et omrade hvor den bistabile magnettraden (1) er plassert, som har en
forste ende (11) og en motstaende plassert andre ende (12), hvori den bistabile magnettraden
(1) justeres for magnetisering ved et enkelt Barkhausen-hopp fra den farste enden (11) til den
andre enden (12) eller omvendt, og som ogsa omfatter et falingselement (3) for responsmottak
fra den bistabile magnettraden (1),

hvori eksitasjonselementet (2) og den bistabile magnettraden (1) plasseres i en posisjon slik at
amplituden til magnetfeltet eksitert med eksitasjonselementet (2) ved den farste enden (11) er
forskjellig fra amplituden til magnetfeltet eksitert med eksitasjonselementet (2) ved den andre
enden (12).

2. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge krav 1, karakterisert ved at forskjellen i amplitude av magnetfeltet ved

den farste enden (11) og ved den andre enden (12) er minst 5 %, fortrinnsvis minst 10 %.

3. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge krav 1 eller 2, karakterisert ved at den tilpasses til & male temperatur
og/eller trykk og/eller spenning og/eller magnetfelt og/eller linegr posisjon.

4. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge et hvilket som helst av kravene 1 til 3, karakterisert ved at spolen til
mottakselementet (3) er adskilt fra spolen til eksitasjonselementet (2).

5. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, karakterisert ved at den bistabile
magnettraden (1) har en diameter mindre enn 50 um, fortrinnsvis mindre enn 25 um, spesielt

foretrukket mindre enn 15 pm.

6. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge et hvilket som helst av kravene 1 til 5, karakterisert ved at den bistabile

magnettraden (1) dekkes med et lag av isolasjonsmateriale, fortrinnsvis med et lag med glass.
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7. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile

magnettraden ifglge krav 6, karakterisert ved at glasset har en tykkelse pa opptil 20 pm.

8. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifaglge et hvilket som helst av kravene 1 til 7, karakterisert ved at lengden pa
den bistabile magnettraden (1) er minst 1000 ganger, fortrinnsvis minst 10 000 ganger starre

enn diameteren til metallkjernen til den bistabile magnettraden (1).

9. Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge et hvilket som helst av kravene 1 til 8, karakterisert ved at
eksitasjonselementet (2) plasseres asymmetrisk i forhold til posisjonen til den bistabile

magnettraden (1).

10.  Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge et hvilket som helst av kravene 1 til 9, karakterisert ved at
eksitasjonselementet (2) har en asymmetrisk struktur med forskjellig amplitude av magnetiske

felt ved sine ender.

11.  Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifglge krav 10, karakterisert ved at eksitasjonselementet (2) dannes av en spole

med en annen viklingstetthet ved den farste enden (11) og den andre enden (12).

12.  Systemet for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den bistabile
magnettraden ifalge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, karakterisert ved at lengdeaksen
til eksitasjonselementet (2) er identisk eller parallell med lengdeaksen til den bistabile
magnettraden (1), eller lengdeaksen til eksitasjonselementet (2) avviker fra lengdeaksen til den
bistabile magnettraden (1) innen 30 grader.

13.  Fremgangsmate for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med en bistabil
magnettrad, hvori et variabelt magnetfelt overfares med et eksitasjonselement (2), hvori minst
én bistabil magnettrad (1) plasseres innenfor omradet av det eksiterte magnetfeltet, som

magnetiseres nar magnetfeltet endres ved et enkelt Barkhausen-hopp fra den farste enden (11)

til den andre enden (12) av den bistabile magnettraden eller omvendt og hvor responsen til den
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bistabile magnettraden (1) deretter avfales av et fglingselement (3), hvori eksitasjonselementet
(2) og den bistabile magnettraden (1) opprettholdes i en posisjon slik at amplituden til
magnetfeltet eksitert med eksitasjonselementet (2) ved den farste enden (11) er forskjellig fra

amplituden til magnetfeltet eksitert med eksitasjonselementet (2) ved den andre enden (12).

14. Fremgangsmaten for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den
bistabile magnettraden ifglge krav 13, karakterisert ved at det magnetiske eksitasjonsfeltet
har en trekantformet amplitudebglgeform, fortrinnsvis en symmetrisk trekantformet, og tiden
(T1) for det lokale maksimumet og tiden (T2) for det lokale minimumet for respons for den

bistabile magnettraden (1) evalueres.

15.  Fremgangsmaten for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den
bistabile magnettraden ifglge krav 13 eller 14, karakterisert ved at det magnetiske
eksitasjonsfeltet har en frekvens i et omrade hvor den bistabile magnettraden (1) har minst ett

lokalt maksimum for fglsomhet for en bestemt type av malt mengde eller posisjon.

16.  Fremgangsmaten for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den
bistabile magnettraden ifglge krav 14, karakterisert ved at nar man evaluerer signalet mottatt
som en respons fra den bistabile magnettraden (1), evalueres summen av tiden (T1) for lokalt
maksimum og tid (T2) for lokalt minimum av signal, fortrinnsvis uten a ta hensyn til den

absolutte amplituden til signalet.

17. Fremgangsmaten for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den
bistabile magnettraden ifglge krav 16, karakterisert ved at ved evaluering av signalet mottatt
som respons fra den bistabile magnettraden (1), tas det hensyn til tidsforskjellen (T2) av det

lokale minimumet og tiden (T1) for det lokale maksimumet for signalet.

18. Fremgangsmaten for fysisk mengdemaling og/eller for posisjonsmaling med den
bistabile magnettraden ifglge et hvilket som helst av kravene 13 til 17, karakterisert ved at
responsen til den bistabile magnettraden (1) fanget opp i falingselementet (3) evalueres i
styreenheten (4).
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